


























专利名称(译) 双面显示装置

公开(公告)号 CN1905767A 公开(公告)日 2007-01-31

申请号 CN200610110718.1 申请日 2006-08-07

[标]申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

[标]发明人 洪敏玲
巫翔裘
邱圳毅
胡闵杰

发明人 洪敏玲
巫翔裘
邱圳毅
胡闵杰

IPC分类号 H05B33/00 H05B33/02

其他公开文献 CN100471350C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种双面显示装置，包括第一透明基板、第二透明基板、框胶、第一有
机电激发光元件、第二有机电激发光元件、第一缓冲层、第二缓冲层、
第一吸水层和第二吸水层。第一透明基板与第二透明基板平行设置。框
胶设置在第一透明基板和第二透明基板之间，并与第一透明基板和第二
透明基板定义一空间。第一有机电激发光元件、第二有机电激发光元
件、第一缓冲层、第二缓冲层、第一吸水层和第二吸水层都设置在空间
中。第一有机电激发光元件和第二有机电激发光元件分别位于第一透明
基板和第二透明基板上。第一缓冲层和第二缓冲层分别覆盖第一有机电
激发光元件和第二有机电激发光元件。第一吸水层和第二吸水层分别覆
盖第一缓冲层和第二缓冲层。
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